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西山正一、松本直樹、
宮崎高則、神原武志
岡田隆志、山川浩、
山本敏秀
原大治、吉田圭介

原靖、高橋史治、林博明、
下野哲数
西山正一、松本直樹、
江口久雄
西山正一、松本直樹、
宮崎高則、神原武志
粟野裕、天満浩章

徳本勝美、玉野豊

田中保巳、宗藤俊彦
小原直人、豊増信之

関本謙一、多田賢一＊、
高森真由美、山川哲＊、
大島憲昭、古川泰志
原大治、吉田圭介

原大治、高森真由美
増田隆洋、玉野豊

伊藤謙一、渋田見哲夫、
八ツ波俊祐、召田雅実、
永山仁士
田中剛、佐藤優、山川哲＊、
相原秀典＊、矢内直子＊
高橋健一、末次和正、
吉田節夫
山中麻帆、川井明、
片山晃治、高宮裕樹
原大治、吉田圭介

豊増信之、土井亨、
小原直人
中村正治＊、畠山琢次＊、
江口久雄、箭野裕一
高橋義宏

小宮克夫、中村孝司

須藤幸徳

末次和正、高橋健一、
江下明徳

ベンゾフルオレン化合物及びその用途

含硫黄環状オレフィン樹脂およびその製造方法

有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造
方法および半導体デバイス
洗浄用組成物及び洗浄方法

フルオレン基を母核とするアミン化合物並びにその製造
方法及び用途
ベンゾフルオレン化合物及びその用途

Ｏ－（５，６，７，８－テトラヒドロ－２－ナフチル）
－Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチ
オカーバメート及びその製造方法
硬質ポリウレタンフォーム及びイソシアヌレート変性硬
質ポリウレタンフォーム製造用触媒組成物及びそれを用
いた原料配合組成物
ポリアリーレンスルフィド組成物
広視野角補償フィルム及びそれを用いてなる透過型液晶
表示装置
タンタル化合物、その製造方法、タンタル含有薄膜、及
びその形成方法

有機シラン化合物を含んでなる絶縁膜用材料、その製造
方法および半導体デバイス
環状シロキサン化合物、Ｓｉ含有膜形成材料、およびその用途
ヒドロキシアルキル化ポリアルキレンポリアミン組成物、そ
の製造方法及びそれを用いたポリウレタン樹脂の製造方法
スパッタリングターゲット及び成形型並びにそれを用い
た焼結体の製造方法

１，３，５－トリアジン誘導体、その製造方法、および
これを構成成分とする有機電界発光素子
電解二酸化マンガン

微小流路構造体およびそれを用いた微小粒子製造方法

有機シラン、有機シロキサン化合物を含んでなる絶縁膜
材料、その製造方法及び半導体デバイス
光学フィルム用樹脂組成物およびこれからなる光学フィ
ルム
触媒組成物及びそれを用いたクロスカップリング化合物
の製造方法
ポリエステル系軟質ポリウレタンフォームの製造方法、
及びそれに用いられる軟質ポリウレタンフォーム製造用
のアミン触媒組成物
液体クロマトグラフィー用充填剤、及びそれを用いた生
体高分子の分離精製方法
パラジウムイオン吸着剤、及びそれを用いたパラジウム
の分離回収方法
電解二酸化マンガン及びその製造方法並びにその用途
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